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==. MINISTERIO DAEDUCAGAO

INSTITUTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIAE TECNOLOGIADO RIO DE JANEIRO
FEDERAL
Rio de Janeiro
Tipo de Documento: PORTARIA
N° do documento no sistema: N° 848 / 2023 - GR
N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO

Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2023.

MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAQAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ

PORTARIA IFRJ N° 375, DE 19 DE JULHO DE 2023

Institui a Comissao Disciplinar do Estudante para o Curso
Técnico em Quimica do campus Duque de Caxias deste
Instituto Federal de Educacgéao, Ciéncia e Tecnologia do Rio
de Janeiro (IFRJ).

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO,
nomeado nos termos do Decreto Presidencial de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuigdes legais e
regimentais, e tendo em vista o processo eletrénico n® 23271.000378/2023-13, resolve:

Art. 1° Instituir a Comissao Disciplinar do Estudante para o Curso Técnico em Quimica do campus Duque de Caxias
deste Instituto Federal de Educacé&o, Ciéncia e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).

Art. 2° A comissao tera prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusdo dos trabalhos.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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